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Urzadzenie do rozprowadzania wodnej zawiesiny
a-péiwodzianu siarczanu wapniowego

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do rozdzielania zawiesiny wodnej a-pétwodzianu siarczanu wap-
niowego do form réznych urzadzen odlewniczych przeznaczonych do wytwarzania ksztattek gipsowych.

Jesli przy wytwarzaniu ksztattek gipsowych stosuje si¢ gips uzyskiwany jako produkt odpadowy przy
procesach chemicznych, to nie moze by¢ on poddawany konwencjonalnemu procesowi wypalania na sucho
poniewaZ zanieczyszczenia zawarte w siatce krystalicznej tego gipsu nie daja si¢ oddzieli¢ i usungé¢ w tym proce-
sie. Jest to moZliwe tylko wtedy, gdy gips przekrystalizowuje si¢ w a-pétwodzian siarczanu wapniowego, przy
czym cze$é zanieczyszczen ulega rozpuszczeniu w tugu macierzystym i dlatego moga byé one oddzielone od
poiwodzmnu przez filtracjg (por. DT-PS 1 157 128, DT-AS 1 471,273).

a-pétwodzian siarczanu wapniowego mozna oddzieli¢ od roztworu macierzystego za pomoca wiréwki jako
urzqdzema oddzielajacego (DT-OS 1 771 497). Otrzymywany w urzadzeniu oddzjelajacym a-pétwodzian siarcza-
nu wapniowego moze by¢, dla wytwarzania ksztattek gipsowych, przeksztatcony w jednorodna zawiesing z woda
w zbiornikach mieszalnikowych znajdujacych si¢ nad maszynami odlewniczymi. Znane jest przenoszenie w tym
celu a-pétwodzianu siarczanu wapniowego z urzadzenia oddzielajacego do zbiornik6w mieszalnikowych za pomo-
ca przenosnikéw tasmowych. Niedogodne jest jednak to, Ze podczas transportu z urzadzenia oddzielajacego,
a-pétwodzian siarczanu wapniowego zawierajacy resztki wilgoci moze tworzy¢ na elementach transportowych
narosty na skutek swej przyczepnosci, ktére prowadza do zaktdcen w pracy przenosnikéw tasmowych. Ponadto,
obrywajace si¢ od czasu do czasu narosty nie daja si¢ jednorodnie wymieszaé¢ w zbiornikach mieszalnikowych.
Tak wigc w zbionikach mieszalnikowych pozostaja nierozdrobnione wigksze bryty, podczas gdy mniejsze grudki
dostaja si¢ do form odlewniczych co daje w wyniku ksztattki gipsowe o nie dajacej si¢ kontrolowaé gestosci
z twardymi wtraceniami, ktére to czesci na skutek niewystarczajacej wytrzymatosci sa nie do uzytku.

- Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodnosci.

Postanowiono skonstruowa¢é urzadzenie nie posiadajace wspomnianych wad, ktére ponadto zapewniatoby
doptyw jednorodnej zawiesiny a-péiwodzianu siarczanu wapniowego do form urzadzeni odlewniczych, a droga
transportu od elementu oddzielajacego do urzadzen odlewniczych bedzie wolna od narostéw i przywierajacego

osadu. Zadanie to zostato rozwigzane wedlug wynalazku w ten sposéb, Ze pod otworem odprowadzajacym
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elementu oddzielajacego wyposaZzonego w natryski do odprowadzania a-pétwodzianu siarczanu wapniowego
w stanie nawilzonym, umieszczony jest zbiornik, korzystnie w ksztatcie leja dla odbierania zawiesiny a-péiwo-
dzianu siarczanu wapniowego, z ktérym jest potaczony ruchomy przewéd zapewniajacy przeptyw zawiesiny
a-pétwodzianu siarczanu wapnia. Drugi koniec ruchomego przewodu polaczony jest sitowo z elementem do
podnoszenia. Ruchomy przewdd, poruszany jest w kierunku poziomym za pomoca potaczonego z nim elementu
odchylajacego utozyskowanego obrotowo. Do poszczegdlnych urzadzer odlewniczych prowadzg liczne rynny
siegajace do gornej czesci leja rozdzielczego, taczacego si¢ z przewodem odptywowym, poprzez ktéry wyptywa-
jaca z leja ciecz zawierajgca a-p6twodzian siarczanu wapniowego moze by¢ zawracana.

Urzadzenie wedlug wynalazku moze si¢ charakteryzowad jeszcze nastg¢pujacymi cechami:

" Element oddzielajacy stanowi wiréwka lub filtr obrotowy.

Ruchomy przewdd stanowi waz elastyczny lub rynna.

Element do podnoszenia ma postaé sitownika hydraulicznego lub pneumatycznego.

Element odchylajacy ma postaé sitownika pneumatycznego lub hydraulicznego.

Nad rynnami, lub réwnolegle do nich, umieszczone sa przewody sptukujace z otworami od spodu, ewen-
tualnie z dyszami umieszczonymi w tych otworach, stuzace do spluklwama wewngtrznych powierzchni rynien
. woda.

Wewnatrz leja rozdzielczego w gornej jego czesci znajduje si¢ pierscieniowy przewdd z otworami i ewen-
tualnie wstawionymi w te otwory dyszami, za pomoca ktérych sptukiwane s3 $tiany leja rozdzielczego.

Szczegblng zaletg urzagdzenia wedtug wynalazku jest to, Zze do poszczegélnych zbiornikéw mieszalnikowych
mozna doprowadzaé okresowo wodny roztwdr a-pétwodzianu siarczanu wapniowego, kiedy elementy podnosza-
ce i,odchylajace s3 sterowane w zgdanej kolejnosci w Zadanym czasie.

Siegajace do leja rozdzielczego rynny maja spadek w kierunku urzadzer odlewniczych. Wielkos¢ tego
spadku jest zalezna od zawartosci substancji statej w przeznaczonej do transportu zawiesiny wodnej a-pétwodzia-
nu siarczanu wapniowego. Rynny prowadzace do urzadzen odlewniczych moga by¢, zaleznie od przebiegu ich
zasilania, uwalniane od pozostalosci substancji statej na ich §cianach przez sptukanie za pomoca réwnolegle do
nich usytuowanych przewodéw sptukujacych.

Przy wystapieniu zakldcen, na przyktad wurzadzeniu odlewniczym, mozliwe jest kierowanie zawiesiny
a-pétwodzianu siarczanu wapniowego bezposrednio z ruchomego przewodu do leja rozdzielczego, z pominigciem
urzadzen odlewniczych i zawrécenie zawiesiny poprzez przewdd odptywowy do procesu przed stadium filtracji.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig.1 przedsta-
wia urzadzenie wedtug wynalazku w rzucie bocznym, fig.2 — w rzucie poziomym od linii I[I-II zaznaczonej na
fig.1 a fig.3 — w przekroju wzdtuz linii III-III na fig.1.

Oddzielony od tugu macierzystego za pomocg wiréwki 1 a-pétwodzian siarczanu wapniowego jest prze-
ksztatcony przy wyjsciu z wiréwki w zawiesing za pomoca natrysku 2. Zawiesina a-pétwodzjanu siarczanu
wapniowego wyplywa z otworu odprowadzajacego 3 do- zbiornika 4 potaczonego w spos6b umozliwiajacy prze-
pltyw z ruchomym przewodem 5. Drugi koniec ruchomego przewodu 5 jest ruchomy w kierunku pionowym
dzigki umieszczonemu nad nim elementowi podnoszacemu 7 oraz w kierunku poziomym dzieki umieszczonemu
z boku i utozyskowanemu obrotowo elementowi odchylajagcemu 8. W wyniku tego koniec przewodu 5 moze by¢é
wprowadzony do szeregu rynien 6, ktére z jednej strony siegaja do gornej czgsci leja rozdzielczego 11, a z drugiej
strony prowadza do réznych urzadzen odlewniczych. Ponad rynnami 6 umieszczone s3 przewody réwnolegle do
nich sptukujace 9 z otworami i ewentualnie wstawionymi w nie dyszami, za pomoca ktérych mozna sptukiwaé
boczne Sciany wewnetrzne rynien. Lej rozdzielczy 11 potaczony z przewodem: odptywowym 12, ma w swej
gornej czesci przewod pierscieniowy 10, zaopatrzony na swym obwodzie w otwory i ewentualnie wstawione do
nich dysze, przez ktére moze wyplywaé woda w celu zapobiegania tworzeniu si¢ narostéw substancji stalej
w leju rozdzielczym 11. -

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do rozprowadzania wodnego roztworu a-pétwodzianu siarczanu wapniowego do réznych
urzadzenn odlewniczych, przeznaczone do wytwarzania ksztattek gipsowych, znamienne tym, Ze ma
zbiornik (4) do przyjmowania zawiesiny a-pétwodzianu siarczanu wapniowego umieszczony pod otworem (3)
elementu rozdzielajacego (1), potaczony z ruchomym przewodem (5), w sposéb umozliwiajacy przeptyw zawiesi-
ny a-pétwodzianu siarczanu wapniowego, przy czym drugi koniec przewodu (5) potaczony jest z elementem
podnoszgcym (7) umieszczonym nad przewodem ruchomym (5) i z obrotowo utozyskowanym elementem od-
chylajacym (8) oraz szereg rynien (6), prowadzacych do réznych urzadzen odlewniczych, lej rozdzielczy (11), do
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ktSrego goinej czesci siggaja rynny (6) i przewod odptywowy (12) stuzacy do zawracania zawicesiny zawierajgcej
a-pétwodzian siarczanu wapniowego.
' 2. Urzadzenie wedlug zastrz. I, znamienne tym, Ze element oddzielajacy (1) wyposazony jest
w natryski (2) stuzace do odprowadzania a-pdtwodzianu sizrczanu wapniowego w stanic wilgotnym.

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, Ze elementem oddzielajgcym (1) jest wirdwka.

4, Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, Zeelementem oddziclajgcym jest filtr obrotowy.

5 Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, Zezbiornik (4) ma postaé leja.

6. Urzadzenie wedtug zastrz. l znamienne tym, ze przewdd ruchomy (5) ma postaé qua elas-

tycznego.

7. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze ruchomy przewdd (5) ma postaé rynny.

8. Urzgdzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze element podnoszacy (7) stanowi sitlownik
pneumatyczny.

9. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze element podnoszycy (7) stanowi sitownik
hydrauliczny. :

10. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, zZe element odchylajacy (8) stanowi sitownik

11. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze element odﬂhylancy (8) stanow1 sitownik
hydrauliczny.

12. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze ponad rynnami (6) i réwnolegle do nich
umieszczone sa przewody sptukujace (9) z otworami na spodniej stronie i ewentualnie wstawionymi w nie dysza-
mi, stuzace do sptukiwania. wewnetrznej powierzchni ryriien (6) woda.

13. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze wewnatrz leja rozdzielczego (11) iw jego
gornej czgsci umieszczony jest przewdd pierscieniowy (10) z otworami i,ewentualnie wstawionymi w nie dysza- -
mi, stuzacy do sptukiwania woda $cian wewngtrznych leja rozdzielczego (11). '
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